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SL: S svincnikom ocrtajte obliko in velikost zlice na mavénem modelu. Po potrebi uporabite vosek za zalivanje podvisnih mest.
Izolirajte mavcni model z izdelkom Isoacryl in pocakajte, da se posusi. Postavite Zlico na model in jo oblikujte. Odrezke
uporabite za rocaj Zlice. Zlico lahko polimerizirate v aparatih, ki sevajo halogensko svetlobo valovne dolZine 420-480 nm ali pa
v aparatih z UV-sevajoco svetlobo valovne dolzine 350-400 nm. Mavcni model z Zlico postavite v aparat in ga polimerizirajte 2
minuti, po koncani polimerizacije snemite Zlico in jo polimerizirajte $e na hrbtni strani 2 minuti. Dalj$a polimerizacija izbolj$a
trdnost materiala.

POZOR- Triethylenglykol di-methacrylate, Vinylester Resin

Lahko povzroci alergijski odziv koze./ Ne vdihavati prahu, hlapov./ Nositi zas¢itne rokavice, zas¢itno obleko, zascito za oci,
7aicito za obraz./ PRI STIKU S KOZO: Umiti z veliko vode in mila./ Ce nastopi drazenje koze ali se pojavi izpuscaj: poiscite
zdravnisko pomoc/oskrbo./ Sleci kontaminirana oblacila in jih oprati pred ponovno uporabo./ Odstraniti vsebino/posodo z
lokalno zakonodajo.

EN: With the pencil, draw the shape of the tray on a stone model. Use the “Space holder” wax if needed. Insulate the stone
model with Isoacryl and let it dry. Put LC Intertray on the model and shape it. Use the cuttings for the holder of the tray. The tray
can be polymerised in units that radiate halogen light from a wavelength of 420 nm to 480 nm or UV-light from a wavelength
350 nmto 400 nm. Put the stone model with the tray in the unit and polymerise it for 2 minutes. Remove the tray from the model,
turnit upside downand polymerise it again for 2 minutes. Longer polymerisation time improves the strength of the material.



WARNING- Triethylenglykol di-methacrylate, Vinylester Resin

May cause an allergic skin reaction./ Avoid breathing dust, vapours./ Wear protective gloves/protective clothing/eye
protection/face protection./ IF ON SKIN: Gently wash with plenty of water and soap./ If skin irritation or rash occurs: Get medical
advice/attention./ Take off contaminated clothing and wash it before reuse./ Dispose of contents/container in accordance with
local regulations.

DE: Zeichnen Sie den vorgesehenen Loffelrand mit einem Bleistift auf das Gipsmodell. Je nach Bedarf fiillen Sie die
Unterschnitte mit Wachs (Platzhalter). Isolieren Sie das Gipsmodell mit Isoacryl und warten Sie, dass es trocknet. Legen Sie das
Loffelmaterial auf das Modell und formen Sie es. Die Uberreste kénnen fiir die Halterung gebraucht werden. Der Loffel kann
mit Halogenlicht der Wellenlénge 420-480 nm oder mit UV-Licht der Wellenlange 350400 nm ausgehértet werden. Stellen
Sie das Gipsmodell mit dem Loffel in den Apparat und polymerisieren Sie ihn fiir 2 Minuten. Nach der ersten Polymerisation
lésen Sie den Loffel vom Gipsmodell und polymerisieren ihn von der Unterseite nochmals fiir 2 Minuten. Die léngere
Polymerisationszeit erhoht die Festigkeit des Materials.

ACHTUNG- Triethylenglykol di-methacrylate, Vinylester Resin

Kann allergische Hautreaktionen verursachen./ Einatmen von Staub, Dampfvermeiden./ Schutzhandschuhe / Schutzkleidung /
Augenschutz / Gesichtsschutz tragen./ BEIBERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen./ Bei Hautreizung
oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/érztliche Hilfe hinzuziehen./ Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem
Tragenwaschen./ Inhalt/ Behalter gemaB denlokalen Vorschriften entsorgen.



HR: Na gipsanom modelu olovkom ocrtajte oblik i velicinu Zlice. Prema potrebi upotrebite »Platz-halter« vosak. Izolirajte model
od gipsa Isoacrylom i pri¢ekajte da se osusi. Postavite Zlicu na model te je oblikujte. Ostatke upotrijebite za rucku Zlice. Zlicu
mozete polimerizirati u aparatima s halogenom svjetlo$¢u valne duzine svjetla 420 nm — 480 nm ili u aparatima s UV svjetiom
valne duzine svjetla 350 nm — 400 nm. Gipsani model sa Zlicom postavite u aparat te ga polimerizirajte 2 min. Nakon zavrSene
polimerizacije skinite Zlicu i ponovno je polimerizirajte, na lednoj strani 2 min. Produzeno vrijeme polimerizacije povecava
tvrdocu materijala.

UPOZORENJE- Triethylenglykol di-methacrylate, Vinylester Resin

Moze izazvati alergijsku reakciju na koZi./ Izbjegavati udisanje prasine, para./ Nositi zastitne rukavice/zastitno odijelo/zastitu za
otilzastituza lice./ U SLUCAJU DODIRA S KOZOM: oprati velikom kolicinom vode i sapuna./ U slucaju nadrazaja li osipa na kozi:
zatraziti savjet/pomoc lijecnika./ Skinuti zagadenu odjecu i opratije prije ponovne uporabe./ OdloZiti sadrzaj/spremnik u skladu
slokalnim propisima

CS: Tuskou zakreslete na sddrovém modelu rozsah Izice. V pfipadé potieby poutijte vykryvacivosk. Model naizolujte vhodnym
izolacnim prostfedkem (napf. Isoacryl) a nechte zaschnout. Bazalni desticku naadaptujte na model a okraje odfezte dle
zdkresu. Polymerujte i s modelem halogenovou lampou 420-480 nm nebo UV svétlem 250400 nm po dobu 2 minut. Lzici
sejméte zmodelu aznovu polymerujte z vnitfnistrany 2 minut. Prodlouzenim doby polymerace se zvySuje tvrdost materidlu



VAROVANI-Triethylenglykol di-methacrylate, Vinylester Resin

Mize wvyvolat alergickou kozni reakci/ Zamezte vdechovani prachu, par./ PouZivejte ochranné rukavice/ochranny
odév/ochranné bryle/oblicejovy étit./ PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla./ Pii podrazdéni kiize nebo
vyrézce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni./ Kontaminovany odév sviéknéte a pied opétovnym pouzitim vyperte./
Odstrante obsah/obal podle mistnich predpisi.

RU: Ha runcosoii Moieny Kapaxatiom 068eauTe Gopmy 1 BeunHy CenoyHoi Noxkw. Mpu HeoOXoaMMOCTM UCNoNb3yiiTe
BOCK. M30/mpyiite runcosyto Moaens Isoacryl 1 noaoxawTe A0 BbiCbIXaHUs. YCTaHOBUTE IOXKY Ha MOAeNb 1 popmupyiite ee.
OG6pesKm Cnonb3yiite AN PyuKin NOXKA. JIOXKY MOXHO MONMMEPU30BaTb B annapaTtax, U3nyyaloLyX ranoreHHbe yun ¢
AnvHamu BonH 420-480 Hm unn B annapatax ¢ UV-nyyamn ¢ anntamin 8o 350-400 HM. uncosyio Moaenb ¢ NOXKOR
BCTaBbTE B aNNapar it NOAUMEPU3YATE 2 MUHYTbI, 10 OKOHUYAHNN NOMMMEPU3ALINY CHUMUTE NIOXKY W NONMMEPHU3YTiTe eLe ¢
06PATHOM CTOPOHbI 2 MUHYTbI. [IITE/IbHOE BPEMS NONMMEPU3ALMH YAy YILIAeT NPOYHOCTL MaTepuana.

MNPEAYNPEXAEHUE- Triethylenglykol di-methacrylate, Vinylester Resin

Moxe fAa npu4MHM anepruyHa KoxHa peakuus. M36eratb BAbixauus nbinv, napos./ M3nonseaiite npeanasHu
pbkasuuu/npeanasHo obnekno/npeanastHn ounna/npeanasHa Macka 3a nuue./ MPU KOHTAKT C KOXATA: usmmiite 06unHo
B0OAa ¥ canyH./ Tpu NosiBa Ha KOXHO APa3HeHe Wau 06puB Ha koxata: oTbpceTe MeAUUMHCKH ChaeT/noMoly./ Ceanete
3aMbPCEHOTO 06NEKNO U FO M3NEPETE NPEAM NOBTOPHA YNoTpeGa./ ChAbPXaHNETO/ChAbT Aa CE U3XBLP/M B CbOTBETCTBHE C
HaLWMOHA/IHUTE 33KOHOBY Pa3NopeasH.



KK: Twnc mopenike kapblhaawneH Gefep KacblkTblH MilliHi MeH kenemik Genrinewis. Kaxettiniri 6onca «Platz halter» (ky
iHze) 6 [ Tvnc Moaenit M30akpunatnen axbIpaTblHbI3 XaHe KEMKEHiH KYTIHI3. KacolkTbl Mogenbre
OpHATbIN OHbI GOpMaHbI3. Kecinrenaepi KachiKTbl TyTkackia Naiaananbikbi3. KacblKTbl, ranorenai cayne weirapatsii 420-480
Hm Hemece UV caynenepimen 350400 HM TONKbIH y3bIHABIKTAPbIMEH KYPBINFbINApsIHAA noAMMepneyre Gonadsl. Munc mopenix
KacblKneH Gipre KypblnfbiFa KOMbiN 2 MUAHYT NOAUMEPAEHI3, NONMMEPAEYAIH asKTaNFaHHAH COH, KACIKTbI LeLWin XoHe apT XaK
6eTiHae TaFbl 2 MUHYT NOAUMEPAEHI3. ¥3aK yaKbIT nofmMepney Matepuanabik 6epikTirii xakcaptaabl.
ECKEPTY-Triethylenglykol di-methacrylate, Vinylester Resin
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion./ LaHabl, 6ynbl oprana Kayté suojakasineits ilmi jainta/
kasvonsuojainta./ JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelld ja saippualla./ Jos iimenee ihodrsytysta tai ihottumaa:
Hakeudu laakariin./ Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkayttod./ Havitd siséltd/pakkaus paikallisten médardysten
mukaisesti.
BG: Oueprarite ¢ MONMB GOPMATa Ha OTNEYATLYHATA MLXNLA BbPXY MOLEN OT KaMbK. AKO € HEOGXOANMO, U3NON3BaMITE BOCHK
LAVCTaHUMOHeH Abpxay”. Vi3onupaiite MOAeNa OT KaMbK C M30aKpWA 1 ro ocTaseTe Aa u3cbxHe. Moctasete LC Intertray Bbpxy
MoZena i ro ohopmete. M3nonssaiite pesuuTe 3a AbpXad Ha oOTneyaTbuHata bxuua. OTnevarbyHata bxuua Moxe Aa ce
M0AUMEPU3NPA B YCTPOCTBA, KOUTO U3TBYBAT XaNOreHHA CBET/MHA C AbMXUHA Ha BbAHATa 0T 420 nm 40 480 nm uau UV cseTamHa ¢
[AbMKMHA Ha BbAHaTa 0T 350 nm 10 400 nm. MocTaseTe MoAENa OT KaMbK C OTNEYaTbYHATA TbXMLA B yPe/a i ro noumepusmnpaiite
33 2 MUHYTY. M3BajeTe OTNEYaTbuHAT MbXULA OT MoAena, 0GbpHeTe 5 1 iiTe 0THOBO B PO, Ha 2 MUHYTH.
Mo-AbArOTO BPEME Ha NoNNMEPU3aLYA N0A06PSBa 3apaBUHaT Ha MaTepHana




BHUMAHME- Triethylenglykol di-methacrylate, Vinylester Resin

Moxe fAa npuunHM anepriuyHa KoxHa peakuns./ W3barsaiite Ha npax, I 0 i

p Macka 3a vue./ NPV KOHTAKT C KOXATA: umuiire 06unHo ¢ Boaa v
canyH./ Mpu N0siBa Ha KOXHO Apa3HeHe Wik 0GPUB Ha Koxara: MoTbpCeTe MeauuMHCK CbBeT/nomoLL/ CBaneTe 3aMbpCEHOTO 067eKN0 1
rou3nepete npean NoBTopHa ynotpe6a./ CbAbPKaHNETO/CbABT Aa CE U3XBbP/U B CbOTBETCTBUE C HALMOHANHUTE 3aKOHOBW Pa3nopeasu
EL: Ixe81a0Te pe T0 POAUBLTO Ox/a ToL Slokapiov amotinwong oTo YO0 HOVTEAD. XpnotHoTToaTe Kepi oTIC KOINOTNTEG Qv XPELAOTEL
Movaote 1o Yoo poviého e Isoacryl kat agrote To va oteyvwoel. TomoBetiote To LC Intertray 010 poviého Kat SlapopewOTe To.
XPNOWOTOOTE Ta KOPUATIA Yia T BAan Tou Slokapiov anotlnwong. To SLoKAPI0 AOTUMWONG MITOPEL VA TIOAVLEPIOTEL OF HOVASEG TTOU
EKTTEUTIOLV GAOYOVO UG HE PAKOG KOUATOG amo 420 nm éwg 480 nm 1} uMEPIBES WG HE PKog KOHATog amd 350 nm €wg 400 nm.
ToroBetote 10 YOO HOVIEND HE TO SLoKAPLO amoTONWONG 0T Hovada Kat MoAVHEPIOTE TO yia 2 AeTd. AQQIpETTE T0 SIOKAPIO
anotlnweng and o Hoviého, yuplote To avarnoda kai MOAKEPIOTE T0 Eavd yia 2 Aemtd. O peyahdTepog XpOvog OAVUEPIOHOD BENTIVEL
TV avto) Tou UAKoU.

MPOZOXH- Triethylenglykol di-methacrylate, Vinylester Resin

Mriopel va mpokaléoel aMepyikn Seppatikn aviidpaon./ Amo@elyete va avanvéete okévn, atpols/ Na Gopdte mMpooTaTeELTIKA
YAVTI/MIPOOTATELTIKA vEUPATA/LEDa ATOUIKAG pootactag yia ta patia/mpbowo./ IE MEPINTOIH ENAGHE ME TO AEPMA: MAGvte pe
apBovo oarmolvt kat vepd./ Ev mapatnpnBel epeBiopdg tov dppatog 1 epgaviotel egavBnpa: TupBouheuBeite/ EmokepBeite yatpo./
Byahte ta pohuopéva povya kat MOVTE Ta Tipw Ta §avaypnotponotoeTe./ AidBeon tou EVOU/TIEPIEKTN OE GUPPWVA HE TOUG
TOMIKOUG KAVOVIOHOUG,.




FI: Piirrd lyijykynalla jalj ikan muoto kivimalliin. Kayta tarvittaessa "Space holder” -vahaa. Eristé kivimalli Isoacrylilla ja anna

sen kuivua. Aseta LC Intertray mallin paalle ja muotoile se. Kéyta viiltoja jaljennoslusikan Jaljenndslusikka voidaan
polymerisoida | ksikoissd, jotka sateilevat haloc i aallonpituudella 420 nm—480 nm tai UV-valoa aallonpituudella 350
nm-400 nm. Aseta kivimalli jaljennoslusikan kanssa laif ikkoon ja polymeroi sitd 2 minuuttia. Poista jaljenndslusikka mallista,

kéanna se ylosalaisin ja polymeroissita uudelleen 2 minuutin ajan. Pidempi polymerisaatioaika parantaa materiaalin lujuutta.
VAROITUS- Triethylenglykol di-methacrylate, Vinylester Resin

Voiaiheuttaa allergisen ihoreaktion./ Vltd pélyn, suihkeen hengittamista./ Kaytd asineitd/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/
kasvonsuojainta./ JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelld ja saippualla./ Jos iimenee ihodrsytysta tai ihottumaa:
Hakeudu laakariin./ Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkayttoa./ Havita siséltd/pakkaus paikallisten maaraysten
mukaisesti.

FR: Dessinez au crayon la forme du porte-empreinte sur le modéle en pierre. Utilisez la cire « Space holder » si nécessaire. Isolez le
modele en pierre avec de I'lsoacryl et laissez-le sécher. Placez l'intercalaire LC sur le modele et faconnez-le. Utilisez les boutures
pour le support du porte-empreinte. Le porte-empreinte peut étre polymérisé dans des unités qui émettent une lumiére halogéne
de 420 nm a 480 nm de longueur d'onde ou une lumiere UV de 350 nm a 400 nm de longueur d'onde. Placez le modéle en pierre
avec le porte-empreinte dans I'unité et polymérisez-le pendant 2 minutes. Retirez le porte-empreinte du modéle, retournez-le et
polymérisez-le a nouveau pendant 2 minutes. Un temps de polymérisation plus long améliore la résistance du matériau.




ATTENTION- Triethylenglykol di-methacrylate, Vinylester Resin

Peut provoquer une allergie cutanée./ Eviter de respirer les poussieres, vapeurs./ Porter des gants de protection/des
vétements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage./ EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver
abondamment a I'eau et au savon./ En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin./ Enlever les vétements
contaminés et les laver avant réutilisation./ Eliminer le co écipientdans conformément ala réglementation locale.

IT: Disegnare con la matita la forma del porta impronte sul modello in pietra. Se necessario, utilizzare la cera “Space holder”
Isolare il modello in pietra con Isoacryl e lasciare asciugare. Mettere LC Intertray sul modello e modellarlo. Utilizzare le talee
per il supporto del porta impronte. Il porta impronte pud essere polimerizzato in unita che irradiano luce alogena con
lunghezza d'onda da 420 nm a 480 nm o luce UV con lunghezza d'onda da 350 nm a 400 nm. Mettere il modello di pietra conil
porta impronte nell'unita e polimerizzare per 2 minuti. Rimuovere il porta impronte dal modello, capovolgerlo e polimerizzarlo
dinuovo per 2 minuti. Untempo di polimerizzazione piti lungo migliora la resistenza del materiale.

ATTENZIONE- Triethylenglykol di-methacrylate, Vinylester Resin

Pud provocare una reazione allergica cutanea./ Evitare di respirare la polvere i vapori./ Indossare guanti/indumenti
protettivi/Proteggere gli occhifil viso./ IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone./ In
caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico./ Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di
indossarli nuovamente./ Smaltire il prodotto/recipiente in conformita alla regolamentazione locale.




LT: Piestuku nubrézkite atspaudines Sauksto forma ant akmeninio modelio. Jei reikia, naudokite ,Space holder* vaska.
Izoliuokite akmeninj modelj izoakrilu ir leiskite jam isdziuti. Uzdékite ,LC Intertray* ant modelio ir suformuokite. Atspaudines
Sauksto laikikliui panaudokite atraizas. Atspauding Sauksta galima polimerizuoti jrenginiuose, kurie skleidzia halogening
420-480 nm bangos ilgio Sviesa arba ultravioleting 350400 nm bangos ilgio Sviesa. |dékite akmeninj modelj su atspaudine
3aukstu j jrenginj ir polimerizuokite jj 2 minutes. ISimkite atspauding $auksta i$ modelio, apverskite jj aukstyn kojomis ir dar
karta polimerizuokite 2 minutes. ligesnis polimerizacijos laikas didina medziagos stipruma.

ATSARGIAI- Triethylenglykol di-methacrylate, Vinylester Resin

Gali sukelti alergine odos reakcija./ Stengtis nejkvepti dulkiy, gary./ Mavéti apsaugines pirstines/dévéti apsauginius
drabuzius/naudoti akiy (veido) apsaugos priemones./ PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens./ Jeigu
sudirginama oda arba ja iSberia: kreiptis j gydytoja/ Nusivilkti uzterstus drabuzius ir iSskalbti pries vel apsivelkant./
Turinj/talpykla Salinti Pagal vietinius reikalavimus.

LV: Ar Zimuli uzziméjiet nospieduma karotes formu uz akmens modela. Vajadzibas gadijuma izmantojiet vasku «Space holder».
Izoléjiet akmens modeli ar izokrilu un laujiet tam nozdt. Uzlieciet LC starpslani uz modela un noforméjiet to. Izmantojiet
izgriezumus nospieduma karotes turétajam. Nospieduma karoti var polimerizét iericés, kas izstaro halogéna gaismu ar vilna
garumu no 420 nm lidz 480 nmvai UV gaismu ar vilna garumu no 350 nm lidz 400 nm. levietojiet akmens modeli ar nospieduma
karoti iericé un polimerizgjiet to 2 mindtes. Iznemiet nospieduma karoti no modela, apgrieziet to otradi un veiciet atkartotu
polimerizaciju 2 mindtes. llgaks polimerizacijas laiks uzlabo materiala izturibu.



BRIDINAJUMS- Triethylenglykol di-methacrylate, Vinylester Resin

Var izraisit alergisku adas reakciju./ Izvairities ieelpot puteklus, izgarojumus./ Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrébes/ acu aizsargus/
sejas aizsargus./ SASKARE AR ADU: nomazgat ar lielu daudzumu ziepem un deni./ Ja rodas adas iekaisums vai izsitumi: ladziet
mediku palidzibu./ Novilkt piesarnoto apgérbu un pirms atkartotas lietosanas izmazgat./ Atbrivoties no satura/tvertnes saskana ar
vietejiem noteikumiem.

MK: Co monuB ncupTajTe ja Ha MoAenoT dopmaTa i ronemMuHaTa Ha naxuuara. o notpeba ynorpe6ete ,Mnar3-xantep” BOCOK (kaj
MOAMMHUPAHM MeCTa). U30/upajTe ro TUnceHnoT Moaen co U30akpun 1 npuuekajre Aa ce ucyuwy. NoCTaBeTe ja naxwuaTta Ha Moaen n
obmmkysajte ja. OcratounTe ynoTpebete r 3a pauka Ha naxwuara. Jlaxvuata nonuMepusnpajte ja 8O anapartu Kou Umaar
XanoreHcka cBetnocHa 6paHoBa AomkuHa o 420-480 nm uan Bo anapati co YB ceetnocHa bpaHosa Aomkuxa o 350-400 nm.
TvncexMoT MoAEN CO Naxuuata nocTasete ro BO aNapaToT M NOAMMEPU3UPAITE 2 MUHYTM, MOCAE 3aBpLIEHaTa NoMMepH3aLMja
u3BajieTe ja NaxuuaTa U NoAMMEpU3NpajTe ja ywTe 2 MUHYTH Ha HaaBopelwHata cTpaHa. MoaoAro speme Ha nofuMepusaluja
0BO3MOXYBA NOrO/IEMa TBPAHUHA HA MATEPUANOT.

MPEAYNPEAYBAE- Triethylenglykol di-methacrylate, Vinylester Resin

Moxe na npeanssuka aneprucka koxHa peakuuja./ W36erHysajTe BaulyBarbe NpalwuHa, ucnapysarba./ Hocete 3awwmutHn
pakasuuw/3aLTnTHa obneka/3alTura 3a oun/3awura 3a nuue./ AKO OJAE BO KOHTAKT CO KOXATA: U3mujte co MHory Bofa 1
canyH./ Ako ce nojasy uputauvja Ha koxata uan ocun: Mobapajte MeauunHcka nomoLw/coset./ KonTamuknpataTa obneka aa ce
cobneye 1 aa ce vicnepe Npes NoBTOpHa ynoTpe6a./ OTCTpaHeTe ro COAPXMHOT/CAA0T BO COTNACHOCT CO IOKANHOTO 3aKOHOAABCTBO.



NO: Tegn formen pa avtrykkskje med blyanten pa steinmodellen. Bruk «Space holder»>-voks om ngdvendig. Isoler steinmodellen
med Isoacryl og la den torke. Sett LC mellombrettet pd modellen og form det. Bruk stiklingene til holderen pa avtrykkskje.
Avtrykkskje kan polymeriseres i enheter som utstraler halogenlys med belgelengde fra 420 nm til 480 nm eller UV-lys med
belgelengde fra 350 nm til 400 nm. Legg steinmodellen med avtrykkskje i enheten og polymeriser den i 2 minutter. Fjern
avtrykkskije fra modellen, snu den opp ned og polymeriser den igjen i 2 minutter. Lengre polymeriseringstid forbedrer

styrke.

ADVARSEL- Triethylenglykol di-methacrylate, Vinylester Resin

Kan utlgse en allergisk hudreaksjon./ Unngd innanding av stev, damp./ Benytt vernehansker/verneklzer/vernebriller/ansiktsskjerm./
VED HUDKONTAKT: Vask med mye sape og vann./ Ved hudirritasjon eller utslett: Sok legehjelp./ Tilsolte klser mé fiernes og vaskes
far bruk./Innhold/beholder leveres til deponering i henhold til lokale forskrifter.

PT: Desenhe com o l&pis a forma da moldeira de impressao no modelo de pedra. Se necessario, utilizar cera «Space holder». Isolar
omodelo de pedra com Isoacryl e deixar secar. Colocar o LC Intertray no modelo e dar-lhe forma. Utilizar as estacas para o suporte
da moldeira de impressdo. A moldeira de impressdo pode ser polimerizada em unidades que irradiam luz halogénea de 420 nm a
480 nm de comprimento de onda ou luz UV de 350 nm a 400 nm de comprimento de onda. Colocar o modelo de pedra com a
moldeira de impressédo na unidade e polimeriza-la durante 2 minutos. Retirar a moldeira de impressdo do modelo, vird-la ao
contrario e polimerizé-la novamente durante 2 minutos. Um tempo de polimerizacdo mais longo melhora a resisténcia do material.




ATENGAO- Triethylenglykol di-methacrylate, Vinylester Resin

Pode provocar uma reaccdo alérgica cutdnea./ Evitar respirar as poeiras, vapores./ Usar luvas de proteccdo/vestudrio de
protecgdo/proteccdo ocular/proteccdo facial./ SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com égua e
sabonete./ Em caso de irritacdo ou erupcdo cutanea: consulte um médico./ Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a
voltara usar./ Eliminar o contetido/recipiente em conformidade com os regulamentos locais.

RO: Desenati cu creionul forma lingurii de amprenta pe modelul de ghips. Folositi ceara ,Space holder” daca este necesar. Izolati
modelul de ghips cu Isoacryl si lasati-| sa se usuce. Asezati LC Intertray pe model si modelati-I. Folositi resturile taiate pentru
manerul lingurii de amprenta. Lingura de amprenta poate fi polimerizata in unitati care emit lumina halogena cu lungime de unda
intre 420 nm si 480 nm sau lumina UV cu lungime de unda intre 350 nm si 400 nm. Introduceti modelul de ghips cu lingura de
amprentd in unitate si polimerizatitimp de 2 minute. Scoatetilingura de amprentd de pe model, intoarceti-o invers si polimerizati
din noutimp de 2 minute. Un timp mai lung de polimerizare imbunatateste rezistenta materialului.

ATENTIE- Triethylenglykol di-methacrylate, Vinylester Resin

Poate provoca o reactie alergica a pielii/ Evitati sa inspirati praful, vaporii./ Purtati manusi de protectie/imbracaminte de
protectie/echipament de protectie a ochilor/echipament de protectie a fetei./ IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa
apa i sapun./In caz de iritare a pielii sau de eruptie cutanata: consultati medicul/ Scoateti imbracamintea contaminata si spalati-
oinainte de reutilizare./ Aruncati continutul/recipientul in conformitate cu normele locale.



SK: Nakreslite ceruzkou tvar odtlackovej lyzice na model kamefia. V pripade potreby pouzite vosk ,Space holder”. Model kamenia zaizolujte
izoakrylom a nechajte ho zaschnut. Polozte LC Intertray na model a vytvarujte ho. Odrezky pouzite na drziak odtlackovej lyzice. Odtlackovd
lyzica moze byt polymerizovand v jednotkdch, ktoré vyzarujti halogénové svetlo s vinovou dizkou 420 nm az 480 nm alebo UV svetlo s
vinovou dfzkou 350 nm az 400 nm. Vlozte model kameria s odtlackovou lyzicou do jednotky a polymerizujte ho 2 mindty. Vyberte
odtlackovilyZicu zmodelu, otocte ju hore nohami a znovu ju polymerizujte 2 mindty. DIhi ¢as polymerizdcie zvySuje pevnost materidlu.
POZOR-Triethylenglykol di-methacrylate, Vinylester Resin

Méze vyvolat alergicki koznl reakciu./ Zabrante vdychovaniu prachu, pdr./ Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné
okuliare/ochranu tvére./ PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydiom./ Ak sa prejavi podrazdenie pokozky
alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekdrsku pomoc/ starostlivost./ Kontaminovany odev vyzlecte a pred dalsim pouzitim vyperte./
Zneskodnite obsah/nddobu v stilade s miestnymi predpismi.

SV: Rita med blyertspennan formen pa avtryckssked pa stenmodellen. Anvand "Space holder"-vax om det behdvs. Isolera stenmodellen
med Isoacryl och &t torka. Satt pa LC Intertray pa modellen och forma den. Anvand sticklingarna till héllaren pa avtryckssked. Avtryckssked
kan polymeriseras i enheter som utstralar halogenljus fran 420 nm till 480 nm vaglangd eller UV-ljus fran 350 nm till 400 nm vaglangd.
Placera stenmodellen med avtryckssked i enheten och polymerisera deni2 minuter. Ta bort avtryckssked fran modellen, vand den upp och

neroch polymerisera denigeni2 minuter. Langre forbattrar hallfasthet.
VARNING- Triethylenglykol di-methacrylate, Vinylester Resin
Kan orsaka allergisk hudreaktion./ Undvik att inandas damm, dngor./ Anvand sk ! dder /¢ kydd / ./

VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten./ Vid hudirritation eller utslag: Sok |dkarhjélp./ Ta av nedstankta klader och tvétta dem
innan de anvénds igen./ Innehallet/behallaren lamnas tilli enlighet med lokala bestammelser.



